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Síntesis del compósito PteGlu@ZIF-8

Estabilidad térmica

Degradación fotoquímica 

de PteGlu

Logramos la síntesis de un nuevo material con alta capacidad de carga de una molécula relevante 
desde el punto de vista biológico como el ácido fólico 

Incrementamos significativamente la estabilidad térmica del ácido fólico debido al 
confinamiento otorgado por la matriz de ZIF-8

Comprobamos el efecto fotoprotector de la matriz sobre la fotooxidación del ácido fólico, incluso en 
presencia de un fotosensibilizador como Fop. 

Conclusiones
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